
































专利名称(译) 阵列基板及其制作方法、液晶显示装置

公开(公告)号 CN105739157A 公开(公告)日 2016-07-06

申请号 CN201610290291.1 申请日 2016-05-04

[标]申请(专利权)人(译) 上海中航光电子有限公司
天马微电子股份有限公司

申请(专利权)人(译) 上海中航光电子有限公司
天马微电子股份有限公司

当前申请(专利权)人(译) 上海中航光电子有限公司
天马微电子股份有限公司

[标]发明人 席克瑞
朱娟
杜雷
周一安

发明人 席克瑞
朱娟
杜雷
周一安

IPC分类号 G02F1/1333 G02F1/1362

CPC分类号 G02F1/1333 G02F1/1362 G02F2001/133302

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本申请公开了一种阵列基板及其制作方法、液晶显示装置，所述阵列基
板包括：设置于基板上的多个凸起结构，覆盖于所述凸起结构上的反射
层，以及覆盖于所述反射层上的透明电极层，其中，所述凸起结构包括
栅极层、非晶硅层、源漏极层、绝缘层和钝化层。上述用于全反射的阵
列基板可以只包括栅极层、非晶硅层、源漏极层、绝缘层钝化层、反射
层和透明电极层，而不需要有机层和有机凸起层，可以简化阵列基板的
制作工艺，降低成本。
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